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IMICRYL Nova Compo C kompozyt
nanohybrydowy 4g

W Cena 39,99 zt

Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy A
Producent Imicryl

Opis produktu

Nova Compo C to sSwiatloutwardzalny, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, nanohybrydowy
kompozyt do wypetnien w odcinku przednim i bocznym.

Kompozycja

Matryca monomerowa sktada sie z réznych dimetakrylanéw (18-22% masy) i monomeru ULS (Ultra Low Syhrinkage).
Wypetniacze zawieraja szkta barowe, iterb i prepolimer (83-78% wag.), dodatki, katalizatory, stabilizatory i pigmenty.

Technologia Monomeréw

Compo C zostat zaprojektowany z zywic skurczowych o obnizonej masie czasteczkowej. Wyzsza masa czasteczkowa zywicy
powoduje mniejszy skurcz, zmniejszone starzenie i nieco bardziej miekka, elastyczng matryce zywicy. Dodatkowo zywice te
charakteryzujg sie wiekszg hydrofobowoscig i mniejszg absorpcjg wody. Nova Compo C zawiera bardzo matg ilos¢ monomeréw
rozcienczajacych, takich jak TEGDMA. Monomery rozciefczajagce majg niskg mase czasteczkowa i wysoka zdolnos$¢
sieciowania, co skutkuje wysokim modutem sprezystosci i sztywnoscia kompozytu. Idealnie uzupetnienia kompozytowe nie
powinny mie¢ wysokiego modutu sprezystosci. Kompozyty o wysokim module sprezystosci sa materiatami sztywnymi,
kruchymi i nie sa skuteczne w buforowaniu duzych naprezen. Modut sprezystosci jest zoptymalizowany dla Nova Compo C.
Monomery o niskiej masie czgsteczkowej zwiekszajg skurcz objetosciowy i naprezenie skurczowe kompozytu.

Technologia wypetniacza

Nova Compo C zawiera wypetniacze réznych typdw, rozmiarédw i stezen w celu okreslenia optymalnej przezroczystosci,
wytrzymatosci i nieprzejrzystosci dla promieni RTG.

Prepolimeryzowany wypetniacz o wysokiej gestosci, nieprzepuszczajgcy promieni rentgenowskich
Szkto typu ba o grubosci 0,7 mikrona.
Szkto o grubosci 0,4 mikrona.

Nanowypetniacze

Prepolimeryzowane wypetniacze zapewniajg niski skurcz, niskie naprezenia, nieklejgca sie, tatwa obstuge i formowanie
preparatu. Prepolimeryzowane wypetniacze o wysokim obcigzeniu zapewniajg lepsza odpornos¢ na zuzycie niz tradycyjne,
mniej obcigzone prepolimeryzowane wypetniacze w dostepnych na rynku kompozytach. W kompozycie nanohybrydowym
Compo C; przestrzenie pomiedzy czastkami prepolimeryzowanego wypetniacza zajmujg nanowypetniacze i ba-glassy o réznej
wielkosci czastek. Nanowypetniacze i szkta ba o grubosci 0,4 mikrona zapewniajg wysoki potysk, wysokie zuzycie, twardos¢
powierzchni i gtadkos¢ materiatu.

Compo C zapewnia wystarczajacy czas pracy bez przedwczesnego wigzania materiatu pod $wiattem operacyjnym.
Wspbtczynnik zatamania Swiatta wypetniacza i matrycy zoptymalizowano pod katem efektu kameleona. Wybrano wypetniacze
o réznych wiasciwosciach optycznych, ktére przepuszczajg i rozpraszajg $wiatto zblizone do naturalnej struktury zeba (lepszy
efekt kameleona).

MONOMER ULS

Monomer ULS ma wysoka mase czasteczkowq, zawiera niskie wigzanie podwdjne C=C i wysoka elastycznosé. W ten sposdéb
monomer ULS zmniejsza skurcz polimeryzacyjny i naprezenia skurczowe.
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Monomer ULS ma réwniez wyzszy stopieh konwersji niz tradycyjne monomery UDMA, Bis-GMA. Zmniejsza zatem uwalnianie
resztkowych monomeréw i zwieksza biokompatybilnos¢ kompozytéw.

Monomer ULS zwieksza wysoki procent wydtuzenia i wytrzymatosci, co poprawia trwatos¢ uzupetnien. W obszarach duzych
naprezeh kompozyt moze tolerowac sity dziatajace na styku kompozytu z zebem, wykazujac pewne rozcigganie i wydtuzenie.

Ocena monomeru ULS jako dodatku

Aby oceni¢ zastosowanie monomeru ULS® jako dodatku, monomer ULS dodano w ilosci 10% wag. i 25% wag. do mieszanki
70:30% wag. BisGMA i TEGDMA. Uktad kamforochinon (CQ, 0,3% wag., Sigma Aldrich.) i 4-dimetyloaminobenzoesan etylu
(EDAB, 0,8% wag., Sigma Aldrich) do tej rundy testéw. Prébki przygotowano zgodnie z norma I1SO 4049 o wymiarach 25x2x2
mm. Prébki badano na uniwersalnej maszynie wytrzymatoéciowej (DEVOTRANS-istanbul-Turcja) przy predkosci 1 mm/dk.

Stopien konwersji monomeru ULS

Sredni stopieh konwersji dla ULS MONOMER byt 0 32% wyzszy niz dla mieszanki BisGMA/TEGDMA (70/30) z identycznym
pakietem fotoinicjatoréw i protokotem utwardzania. Jako uktad fotoinicjatoréw w swietle widzialnym (470 nm) zastosowano
kamforochinon (CQ, 0,3% wag., Sigma Aldrich.) i 4-dimetyloaminobenzoesan etylu (EDAB, 0,8% wag., Sigma Aldrich). Po
uzyskaniu widma nieutwardzonej zywicy, te samg prébke poddano fotoutwardzaniu przy uzyciu konwencjonalnego
dentystycznego urzadzenia do utwardzania $wiattem, stosujgc 20-sekundowg ekspozycje przy odlegtosci koncéwki od zywicy
wynoszacej 2 mm. Pie¢ minut po wytgczeniu ekspozycji na $wiatlo uzyskano kolejne widmo w podczerwieni
spolimeryzowanego materiatu. Podczas procesu nie usunieto zywicy z elementu ATR. Nastepnie wspétczynniki powierzchni
przeliczono na dane dotyczgce stopnia konwersji, stosujac metody powszechnie stosowane w literaturze dentystycznej. [1, 2]

Poréwnanie monomeru ULS z Udma i Bis-GMA

W rezultacie $rednia warto$¢ skurczu i naprezenia skurczowego zmniejszy sie, a stopien polimeryzacji wzrosnie, chociaz
wiasciwosci mechaniczne i modut sprezystosci nie zostang uszkodzone po dodaniu okoto 25% monomeru ULS. Dzieki
wysokiemu procentowi wydtuzenia i wytrzymatosci monomeru ULS, kompozyt moze tolerowac sity, szczegdlnie na styku
kompozyt-zeby, wykazujac pewne rozcigganie i wydtuzenie w obszarach duzych naprezen. W ten sposéb mozna uzyskad
trwate uzupetnienia przy uzyciu ULS Monomer.

Opakowanie: 4g.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: A1, A2, A3, A3,5, OA2, OA3
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